GE Foundation Scholar-Leader 6sztondijat nyert Parragh David anyagmérnoék
hallgaté

A GE 14 évvel ezel6tt inditotta egyetemi 0sztondij programjat GE Foundation Scholar-Leaders
elnevezéssel, amelynek keretében Magyarorszagon évente 5 tehetséges, fiatal egyetemistanak
biztosit a vallalat szakmai fejlédési lehetGséget és anyagi tdmogatast. Az 6sztondijprogram Eurdpa
tobb orszagaban is évek 6ta sikeresen mikodik, és jarul hozza a cég regionadlis vezet6i halézatanak
kiépitéséhez.

"A karrier szempontjabdl az egyik legfontosabb alap, amelyre épithetiink az oktatds, de emellett sok
mds szempontot is szem elétt kell tartani. Fontos, hogy a ma tehetségei, a jov6 kbzép-europai vezetdi
mdr az egyetemi évek alatt megértsék a jévébeli sikeres munkdhoz sziikséges kulcsfontossdgu
tényezbket. E tapasztalatok, elsajdtitott képességek segiti 6ket sikeres karrieriik sordn. A GE jelentds
magyarorszdgi ipari és digitdlis jelenlétére épitve a GE Foundation Scholar-Leaders program célja,
hogy életre szold tapasztalatot nyujtson és versenyelényhéz juttassa a résztvevé ambicidzus
didkokat" -mondta el az linnepélyes dijatadén Joerg Bauer, a GE Magyarorszag elndke. (forras:
www.news4business.hu)

Parragh David, 2. évfolyamos anyagmérnok hallgatd 2016. majus 12-én vehette at az elismerést, és
csatlakozhatott a kétéves Osztondijprogramhoz.

David teljesitményéhez gratuldlunk, és tovabbi sikereket kivanunk!




